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석탄가스화기 연계 100 Nm3/h 합성가스 처리 규모 
건식 탈황공정 가압 연속운전  
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건식탈황공정은 고온의 합성가스로부터 H2S와 COS를 고체입자를 이용하여 제거하는 기술로 

고온에서 반응하여 열효율이 우수한 장점을 가지고 있다. 석탄가스화복합발전(IGCC) 기술을 현

실화하기 위해서는 합성가스에 존재하는 황화합물을 효과적으로 제거해야 하며 발전효율 저하

를 낮추는데 있어 건식탈황이 중요한 의미를 갖는다고 할 수 있다. 건식탈황공정은 고속유동층

형태의 탈황반응기와 기포유동층형태의 재생반응기로 구성되어 고체입자를 연속적으로 순환

시키면서 탈황과 고체입자 재생을 수행한다. 고체 탈황제는 한전전력연구원으로부터 분무건조

법으로 제조된 아연계 입자를 사용하였다. 본 연구에서는 고등기술연구원의 석탄가스화기와 연

계하여 합성가스 처리규모 100 Nm3/h 건식탈황공정을 설치하고 20 kgf/cm2 gauge 압력에서 

연계 연속운전을 진행 중에 있다. 20 kgf/cm2 gauge 압력에서 안정적인 운전 여부를 확인하기 

위해 N2 가스를 이용하여 가압 연속 고체순환테스트를 수행하였으며 반응온도조건에서 안정적

인 고체순환을 확인하였다.  


